
原水の含有量により状況異なりますが、一般的な処理のブロックフロー図につきましては以下方法となります。
薬品注入量につきましては、原水条件により異なりますので、あくまでご参考フロ－である事ご了承願います。

対象物質
・トリクロロエタン
・ジクロロメタン
・トリクロロエチレン
・テトラクロロエチレン

原水槽 第一曝気槽 第二曝気槽 ポンプピット

ブロワ

吸引
ブロワ

活性炭塔

粉末活性炭

濁水処理機

フィルタープレス

放流管理槽

対象物質
・六価クロム

原水槽 還元槽 ＰＨ調整槽 ポンプピット

濁水処理機

フィルタープレス

ポンプピット

硫酸第一鉄 希硫酸
ＰＨ制御
装置 苛性ソーダ

ＰＨ制御
装置

ブロワ
（攪拌用）

ＰＨ調整槽

砂ろ過

砂ろ過

逆洗槽

放流管理槽

逆洗ピット

※一般的には２時間くらいの反応時間



対象物質
・砒素
・鉛
・カドミウム
・水銀

原水槽 第一反応槽 第二反応槽 ポンプピット

ブロワ

濁水処理機

フィルタープレス

放流管理槽

対象物質
・ダイオキシン

原水槽

塩化第二鉄

苛性ソーダ
ＰＨ制御
装置キレート

反応槽 濁水処理機

苛性ソーダ
ＰＨ制御
装置

フィルタープレス

ポンプピット 逆洗槽 中継槽

砂ろ過

砂ろ過

逆洗ピット

カートリッジ
フィルター

カートリッジ
フィルター

カートリッジ
フィルター

放流管理槽

※砒素対応のため

※重金属除去剤


